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Os processos galvanicos utilizam o tensoativo nonilfenol etoxilado (NPnEO) para o
desengraxe alcalino. O NPnEO ¢ classificado como composto recalcitrante. Quando
encaminhado a processos de tratamento de efluentes convencionais, esses nao sao capazes de
degradé-lo, mas sim, de produzir seus metabdlitos mais toxicos tais como o nonilfenol com 4,
2 ou sem graus de etoxilacado (NP4EO, NP2EO, NP). Estes sdo classificados como disruptores
enddcrinos, ou seja, sdo semelhantes ao hormonio natural 17B-estradiol, podendo perturbar o
sistema hormonal de animais, inibindo ou estimulando o sistema enddcrino. Com isso novas
técnicas de tratamento sdo necessarias. Neste trabalho, sera apresentada a avaliagdao do uso da
fotdlise direta como forma de tratamento de um efluente sintético que simula o desengraxe
alcalino com a utilizagdo do tensoativo NP4EO. Para encontrar o melhor parametro para a
degradagdo do composto foi utilizado um foto-reator anelar ¢ lampadas de vapor de mercurio
de alta pressao de 125 W e 250 W de potencia como fonte de radiagdo UV. O processo foi
avaliado por técnicas de cromatografia UV-VIS, DQO e COT. O ensaio fotoquimico com
lampada de 250 W mostrou-se eficaz na degrada¢do do tensoativo, o que ndo ocorreu no
ensaio realizado com a lampada de 125 W, provavelmente pela baixa intensidade de radiagao
ultravioleta gerada por esta ldmpada, podendo inferir que o NP4EO mostra estabilidade a
baixa intensidade de radiagao ultravioleta.



